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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 




FRANKEL 


ReaJador de Fine ion 





Aparatologfa 

Funciona! 




Aparatdogfa Funcional 


Caracterfsticar 


Ubicacion 


VES T / BU LA R 




BA SALES 


I mportand a de I a 
muscxilatura para 
el equilibriodelas 


A L VEOLA RES 


PI EZA S 
DEN TAR! AS 




D egl uci on I nfanti I 



Espacio F unci ona I Uni co 

No exist en ios 
procesos aiveoiares 

Contacto entre 
iengua y iabios para 
ei cierre bucai. 



Espacio Funcional Ext er no 



Espacio Funcional / nterno 




^ ^ **1 r " 



Equilibria de fuerzas musculares 
DESA RROLL O A RMON! CO DE LAS AL VEOLA RES 


Q ^ ^ 





Respiracion bucaf 


Persistencia de la 
deglucion inf anti I 

A umento del tamano 
lingual 

Hipertrofia arhgdalina 


Tamano genet ico de 
la mandfbula 


E qu i I i br i o A I terado 


Causas: 



La persist encia de la posicion anomala de la 
lengua provoca alteraciones irreversib/es 





AMIGDALA9 


/ nterfieren el cierre lingual 
posterior modificando la 

POSI Cl ON LI NGUA L 
adelctftando 
M A NDI BU LA 




Los aparatos intraoral es activos y funcionales 
ocupan en mayor o menor grado el espacio 
funcional interno, limitando a la lengua, verdadero 
motor decrecimiento, en su funcion. 

FRAN KEL ubica su aparatologia en el espacio 
funcional externo o vestibulo de la boca, separa 
labiosy carrillos ydejaen libertad a la lengua, 
queactua librementedevolviendo el equilibrio 
perdido. 






F rente En boca S uperior 


Perfi! En mode! os / nferior 






Elementos deAcnlico 


2 Escudos later ales 






E I ementos de Acrf I i co 

2 Escudos later ales 2 Escudillas labiales 






E I enentos M dtal i cos 

Arco Vestibular 0,9 mm A rco Lingual 0,9 mm 




E I emantos M dtal i cos 

Arco Vestibular 0,9 mm A rco Lingual 0,9 mm 

Arco Transpaiatino 1,1 mm 









E I ementos M dtal i cos 

A rco de Protrusion 0, 7 mm (Unica parte act iva del aparato) 
Uni ones entre EscudiHas y Escudos Later a/es 0,9 mm 




Acrflico 


Par t e superior 


Parte inferior 


V 

/ ndentado 


Li so y en anguio recto 











M odo de acci on 



Por ser un aparato bi maxi tar, la fuerza protrusora 

se transmite ai maxi tar superior 





M odo de acci on 



En ei maxi tar superior, ia separacion del aparato 
impide ia fuerza retrusora del labio 





M odo de acci on 



La fuerza retrusora se transmite at maxi/ar 
inferior frenando su crecirriento 





M odo de acci on 


Caracterfstica Fundamental 


Extension a fondo de surco de 
escudillas y escudos later ales 

PRODUCE 

^ 1 ) Tironeamiento muscular contmuo 

2 ) Estimula el periostio 

3 ) Produce mayor cantidad de 
r osteoblastos 


4) Aumenta la base apical osea 




Es incfispGnsaUequelleguei afondode 
surco para que I a aparatd ogia actue 



Zona de 





Escudos laterales 


Indsivos inferiores 




M ordida construed va 

I ndispensableen todos los aparatos funcional 
M odifica la odusion alto'ada 

Posidon: ► En maxi ma rdtrusi on 


Altura: 


► Segun I a sobranordi da 




I ratal ad on del Aparato 


1) Moti vac ion de padres y paciente 

2) Uso gradual: Verificacion de irritaciones 

Desgastes 

3) Ej ercicios: a) Chasqueo 5m4vdfa 

b) Sue cion 


4) Tratarriento Foniatrico 



I nstaladon del Anarato 



\y R'oduce 

1) Cierre labial por adelantarriento del labio superior 




I nstaladon del Anarato 



1) Cierre labial por adelantarriento del labio superior 



I nstaladon del Anarato 



\ / Produce 

2) Desaparicion del surco nasogeniano 






I nstaladon del Anarato 



Ns / R'oduce 

3) Transformacion del perfi! concavo a convexo 



I nstaladon del Anarato 





Dispositi vos 
/ ntraora/es 


Dispositi vos 
Vestibuiares 


\/olcamiento 

A deJantarrJent o 

\ / nhi be ei 
crecirriento 
vertical 

Mejora ia 
sobremordida 






Dispositi vos 
/ ntraora/es 


Dispositi vos 
Vestibuiares 









Dispositivos 






Ti pcs de F ranka 


RF1 

RF2 

RF3 


Clasel 
Clasell - 

Clasel I - 2 § - Deckbiss 


-Claselll 




Progenies Pseudoprogenies 




Regulador deFundon 1 




Regulador de Fund on 1 



Wk M ■ i 


A rco vestibular adosado 
para contano'l o 


Apoyo m cani no para 
estabi I i zar I o 


— A rco transpal ati no se 
introduce eitred 2 § PM 

im 



Apoyo Odusal 01 l^M 



Regulador de fund on 2 

Deckbiss: teorias sobre el 

OR! GEN DE LA MALOCLUSI ON: 

a) Los germenes de I os incisivos se f or man 
rectos. 

b) Los incisivos erupcionan nor males pero ia 
fuerza muscular del iabio inferior ios empina. 
Ei eje alter ado provoca escaso desarroiio 
sagitai de ia alveolar inferior. 




Regulador defunaon 2 



I mpresiones profundas 

Mordida construct! va 
borde a borde para elevar 
laodusion 

Aroo vestibular en I os 
can i nos su peri ores 

Escudillas labiales para 
separar el labio inferior 


Aroo de protrusion 
superior e inferior 
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